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(57) Abstract : The present invention concerns an injection system for an appa-
ratus for depositing thin layers by vacuum evaporation, said injection system
comprising a reservoir intended to receive a source of material to be evaporated,
means of heating the reservoir capable of evaporating said material, at least one
injection ramp comprising an inner conduit connected to the reservoir in such a
way as to receive said evaporated material coming from the reservoir and a plu-
rality of nozzles, each nozzle comprising at least a communication channel bet-
ween said inner conduit and the external portion of the ramp in such a way as to
discharge the evaporated material into said vacuum evaporation chamber. Ac-
cording to the invention, the injection ramp comprises a plurality of injection
modules mechanically connected to each other in series along a longitudinal di-
rection, each injection module comprising a plurality of injection nozzles, and
said injection ramp comprises means of adjusting the orientation of said injec-
tion modules about said longitudinal direction in such a way as to align said in-
jection nozzles along a line parallel to the longitudinal direction of the injection
ramp.
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La présente invention concerne un systéme d'injection pour dispositif de dépot de couches minces par évaporation sous vide, ledit
systéme d'injection comprenant un réservoir destiné a recevoir une source de matériau a évaporer, des moyens de chauffage du ré-
servoir aptes a évaporer ledit matériau, au moins une rampe d'injection comprenant un conduit interne relié au réservoir de ma-
niére a recevoir ledit matériau évaporé provenant du réservoir et une pluralité de buses, chaque buse comprenant au moins un ca-
nal de communication entre ledit conduit interne et la partie extérieure de la rampe de maniére a diftuser le matériau évaporé dans
ladite chambre d'évaporation sous vide. Selon l'invention, la rampe d'injection comprend une pluralité de modules d'injection re-
liés mécaniquement entre eux en série le long d'une direction longitudinale, chaque module d'injection comprenant une pluralité
de buses d'injection, et ladite rampe d'injection comprend des moyens de réglage en orientation desdits modules d'injection autour
de ladite direction longitudinale de maniére a aligner lesdites buses d'injection le long d'une ligne paralléle a la direction longitu-
dinale de la rampe d'injection.



